Solution for researching

Reaktionszelle Und Elektrolysetank Aus MaRgefertigtem Ptfe
Hoher Reinheit Fur Halbleiter- Und Polysilizium-

Industrieanwendungen
Artikelnummer: PL-CP108

Einfuhrung

Entdecken Sie mafRgefertigte PTFE-
Reaktionszellen und Elektrolysetanks, die fir die
» Halbleiter- und Polysiliziumherstellung
konzipiert sind. Diese korrosionsbestandigen
Einheiten gewahrleisten hohe Reinheit bei der

Spurenanalyse und chemischen Verarbeitung

und bieten unubertroffene Haltbarkeit und
thermische Stabilitat fur anspruchsvolle Labor-
und Industrieanwendungen.

Mehr erfahren

Verwendet als maRgefertigtes Bad fiir die ultrasaure Reinigung von Siliziumwafern

Reinigung von Halbleiterwafern
I wahrend des Fotolithografieprozesses.

Polysilizium-Chemische GefalRe hoher Reinheit fir die Handhabung von Reagenzien, die bei der Produktion von

Gasphasenabscheidung Solar- und elektronengradem Silizium verwendet werden.

MaRgefertigte Elektrolysezellen zum Testen neuer Batteriechemien und

Elektrochemische Forschun
J Metallbeschichtungsprozesse.

Spurenanalyse von Metallen . .
P 4 trillion bei Umwelttests erfordern.

Komponentenhiillen und -schiitzer, die in Plasmakammern verwendet werden, um

Unterstiitzung bei Plasmaatzen - .
empfindliche Instrumente zu schitzen.

Transfer von korrosiven Fluiden ; - .
anderen aggressiven Atzmitteln.

Hochtemperatursynthese
P Y Katalysatoren beinhalten.

Spezialisierte Reaktoren, die zur Integration mit automatisierten Sensoren und

MaRgefertigtes Labor-Set
9 9 up Fluidiksteuerungen konzipiert sind.

Lager- und Reaktionsbehalter flr Proben, die Reinheitsstufen im Bereich von parts per

MaBgefertigte Verteiler und Reaktionstanks flir die Handhabung von Flusssaure und

Reaktionsgefale fir hydrothermale oder Rickflussprozesse, die aggressive organische

Verhindert Kontamination durch
Metallionen.

Erhalt die Integritat der Vorlaufer hoher
Reinheit.

Eliminiert Nebenreaktionen mit
GefaBwanden.

Niedrigstes verfligbares Auslaugprofil.

Ausgezeichneter Widerstand gegen
Plasmaerosion.

Maximale Sicherheit fiir Bediener und
Lebensdauer der Ausriistung.

Kontinuierlicher Betrieb bei erhéhten
Temperaturen.

Nahtlose Integration in bestehende
Infrastruktur.

Materialkonstruktion PTFE / PFA hoher Reinheit (Virgin) (Nach Kundenanforderung) PL-CP108
Dimensionale Spezifikationen Vollstandig anpassbar / Nach Kundentechnischer Zeichnung PL-CP108
Portkonfigurationen MaRgefertigte Gewindeports, Flansche oder Kegelverbindungen PL-CP108
Temperaturbewertung Thermische Materialgrenze (Anwendungsspezifisch) PL-CP108
Chemische Bestandigkeit Universell (AuBer geschmolzene Alkalimetalle und Fluor bei hohen Temperaturen) PL-CP108
Fertigungsmethode Prazisions-CNC-Bearbeitung & MaRgefertigtes Drehen PL-CP108
Oberflachenfinish Hochwertiges glattes Finish fiir minimale Riickstande PL-CP108
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Spezifikationsdetail Produktnummer

Deckeldesign Optionen fiir maRgefertigte verschraubte, gewindete oder druckpassende Ausfiihrungen PL-CP108
Volumenkapazitat Zugeschnitten auf spezifische industrielle oder Laboranforderungen PL-CP108
Wandstarke Ingenieurtechnisch ausgelegt fur Druck- und Temperaturanforderungen PL-CP108
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